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Abstract (en)
Process for the low temperature decomposition of air comprises feeding an oxygen-rich liquid from the sump (10) of a low pressure column (2) into
an evaporation passage of a first falling-film evaporator (203), partially evaporating, and feeding non-evaporated oxygen-rich liquid from the first
falling-film evaporator into a second falling-film evaporator (204).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Tieftemperaturzerlegung von Luft in einer Rektifikationseinheit, die eine Drucksaule (1), eine
Niederdruckséaule (2) und ein Kondensator-Verdampfer-System mit mindestens zwei Fallfilmverdampfern (203, 204) umfasst. Sauerstoffreiche
Flussigkeit aus der Niederdrucks&ule (2) wird in die Verdampfungspassagen des ersten und des zweiten Fallfilmverdampfers (203, 204) eingeleitet
und teilweise verdampft. Nicht verdampfte sauerstoffreiche FlUssigkeit aus dem ersten Fallfilmverdampfer (203) wird in die Verdampfungspassagen
des zweiten Fallfilmverdampfers (204) Gberfuhrt. <IMAGE>
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